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Uriinlerimiz

Kiigiik tonajli kimyasallarin tiretimi
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Dimetakrilat oligokarbonat
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UV Tutkal (fotokiirlenebilen)

UV Tutkal, camin ¢esitli malzemelerle (cam, metal, tas, ahsap, kaucuk, plastik,
polikarbonat, pleksiglas, vb.) ultraviyole yapistirilmasi ve ayrica hasarli lamine araba
camlarinin onarilmasi i¢in tasarlanmastir.
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UV yapistirict listesi (tercih edilen ¢alisma siiflar1 parantez
icinde belirtilmistir):

« “K-71N” - diisiik viskozite (cam tamiri);

« “K-59N” - diisiik viskozite (diiz yapistirma, cam onarimi);

« “K-58N” - diisiik viskozite (diiz yapistirma);

« “K-55N” - diisiik viskozite, (Cam gruplarinin iiretimi, cam eritme yapistirma, diiz yapistirma);

« “K-24S” - orta viskoziteli, sert (Cam diizeneklerin tiretimi: raflar, vitrinler vb.);

« “K-22V” - orta viskozite (tavan, dikey yapistirma, cam yapistirma yapistirma);

« “K-16V” - yiiksek viskozite (tavan, dikey yapistirma, camdan jeton tiretimi, makaslanmis yiizeylerin
onarimt);

« “K-8V” - yiiksek viskozite (tavan, dikey yapistirma, camdan jetonlu hediyelik tiretimi).
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Yapistiricilar ve
sizdirmazlik Grtnleri

Optik yapistirma

malzemeleri \

Konformal kaplamalar,
sizdirmazlk Grtnleri

Montaj

Yapistiricilarimiz ve sizdirmazlik elemanlarimiz,
astarsiz yapistirma ve aninda ham mukavemet
sayesinde montaj islemlerini hizlandirir. Yeniden
isleme kabiliyeti ve uzun sure kullanim kolayhgina
katkida bulunur. Oda sicakhiginda katilasan
yapistiricilar (RTV) ve hibrit UV yapistiricilar ve etkili
dolum, kendiliginden duzlestirme ve dozajlama igin iyi
akiskanlik saglar. UV kirleme, verimliligi artirarak ve
doéngu suresini kisaltarak akis islemini hizlandirir.
Yiksek sicaklik direnci, lehimlemeye kargi koruma
saglar.

Yapistirma

Elektronik ekranlar, ev anahtarlar, kulakliklar
ve hoparlérler de guvenilir Dow
yapistiricilarinin (bir yapistirict markast)
kullaniimasindan faydalanir. Primersiz
yapistirma sistemleri, iyi bir bakim kolaylig
sagdlar ve cam, plastik ve metaller gibi gesitli
yuzeylere yapisir. Hoparlér modulu
yapistiricilarimiz ve sizdirmazhk
malzemelerimiz ses sizintisini énler ve
akustik performansi iyilestirir.

Koruma

Dow uyumlu kaplamalar, akilli telefonlar ve tabletlerdeki
hassas devre kartlarinin korunmasina yardimci olur.
Puskirtme, daldirma veya firgalama yoluyla uygulanmasi
kolaydir. Oda sicakliginda kolayca kurlegirler ve orta
dereceli 1si ile kirlesme hizlandirilabilir. Cevresel
gereksinimleri karsilamak igin, koruyucu kaplamalarimiz
yuksek sicakliklarda sabit ve esnek kalir ve yalitim direncini

sagdlar.

Termal olarak
iletken malzemeler

Elektromanyetik
girisime karsi
koruma
malzemeleri

ikincil tampon

koruyucu kaplama,

Yapistiricilar ve tampon 250 nm

sizdirmazlhk Grunleri

yansitici kabuklu
koruyucu cila, 125 nm

Diger yenilikgi materyallerimizin gogu ayni zamanda
eksiksiz elektronik cihazlari da korur. Ornegin, akilli
telefonlar ve tabletler icin Dow yapistiricilar suya (IP67)
ve toza (IP68) karsi koruma saglar. Dow potting
bilesikleri cep telefonu motorlarinin titresimlerini
azaltmaya yardimci olurken, EMI koruyucu
malzemelerimiz akilli telefonlarin ve tabletlerin
performansini korurken kontaminasyona karsi koruma
sadlar.

cekirdek 9 nm
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Projenin adi: Fotorezist bilesimlerin Uretiminin
modernizasyonu ve genigletilmesi

Projenin {iriinii fotorezist bilesimlerdir (s1v1 fotorezist). Uretim i¢in planlanan fotorezist kompozisyonlar,
entegre devrelerin, ¢iplerin ve gesitli elektronik elemanlarin {iretimi i¢in teknolojik siirecin ayrilmaz bir
parcasidir. Bu bilesimler, 193 nm ve 248 nm dalga boyuna sahip radyasyon kaynaklar1 lizerinde ¢alisan
0zel projeksiyon optik sistemleri kullanilarak mikrofotolitografi isleminde kullanilir. Aynm1 zamanda, bu tiir
her bir projeksiyon sistemi, film kalinlig1, ¢oziiniirliik vb. gibi parametrelerde farklilik gosteren kendi

fotorezist bilesimlerini kullanir.
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Uriiniin piyasaya 6n lansmanini yapti. Onde gelen yerli mikroelektronik iireticilerinden olumlu geri
bildirimler alindi. Fotorezistlerin (proje tirtinii) gelistirilmesi ve tedariki i¢in uzun vadeli sozlesmeler yapmak
icin miizakereler devam etmektedir.
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Fikr1 Mulkiyet Haklari

Poliketon LLC, RU2692678 "Son derece hassas bir pozitif elektronorezistin fotorezist
bilesimi" Rus patentinin sahibidir, 6ncelik tarihi 01/30/2019.



https://fikrimulkiyet.com/
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[thalat ikamesi:

Rusya Federasyonu topraklarinda fotorezist iiretimi yoktur. Ithal ikame programinin bir parcasi
olarak gereklidir: bugiin bu iirtinlerin neredeyse %100'i bize Amerika Birlesik Devletleri'nden
gelmektedir. Teknoloji eksikligi, hem askeri-sanayi kompleksinin amaclar1 hem de sivil endiistri
icin Kritik dneme sahiptir.
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Hangl tilkelere acilmak Istiyoruz

Basta Tiirkiye, Cin ve Gilineydogu Asya olmak lizere dis pazarlara
girisi hedefliyoruz
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Deneyimimiz

Ana kurulus olarak Poliketon, Arastirma ve gelistirme calismalarim1 baslatmak
amaciyla, ¢cok katmanli bir yapmin olusumu ve mikro devrelerin tiretimi igin,

pilot iiretim ve organizasyonun baslatilmasi icin gerekli malzemelerin tam
tesekkiillii tiretimine sahiptir.
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Polyketon sirketinde, bir zamanlar Nizhny Novgorod bolgesinin N.I. Lobagevski adl1 Universitesi Kimya

Arastirma boliimii’niin polimerizasyon laboratuvarinda DUV fotolitografisi i¢in fotorezist kompozisyonlar
gelistirme sorunlariyla ilgilenen uzmanlar calistyor.

Bu nedenle, sadece polimerik malzemelerin sentezi i¢in degil, ayn1 zamanda fotorezist bilesimlerin
hazirlanmasi, filtrasyon ve bunlarin kontrolii i¢in yontemler konusunda da gerekli tiim deneyim ve bilgiye
sahip oldugumuzu teyit edebiliriz.

Sirketimizin sifirdan tiretimi organize etme, teknolojik stireci pilot iiretimden nihai tiretime 6l¢eklendirme ve
teknik sartnameler, tiretim dogrulama protokolleri ve hatta tiretimin diger tilkelere aktarilmasi dahil olmak
tizere gerekli tiim belgelerin hazirlanmasi konusunda kapsamli deneyime sahip oldugunu da belirtmek isteriz.

ISO 9001-2015, GOST RV 0015 ISO 29001:2010 ISO/IEC (ISO IEC 14443) kalite yonetim sistemine gore
belgelendirme 1s deneyimi sonraki belgelendirme i¢in kullanilabilir
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Ilginizden dolay1 tesekkiir ederiz!

LLC Poliketon
Albert Shinyakov

Genel mudiir

Ofisimiz Nizhny Novgorod bolgesinde yerlesiyor
+7 (800) 700-41-56
+7 (920) 252-31-23
slinyakov@iconlab.ru




